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Podkladovy material (100, 100") pro tiskafské zafizeni,
piedevsim tiskafskou desku (11) a pro tiskaiskou podlozku
(13, 70) je vytvofen jako vyménitelny, radidlné k tiskové
matrici, popf. tiskaiské desce (11) a/nebo tiskarské podloZce
{13) a/nebo jiné, na tiskovém procesu se podilejici plose
pfifazeny valec (10, 12, 15) nebo radialné k pfifazenému
bubnu elasticky pretvofitelna vazba (16, 17, 18, 167, 17°).
Tato vazba (16, 17, 18, 16’, 17") je vytvoFena jako upnutelna
podloZka tiskaiské podlozky (13) a je sestavena z alespori
jedné stladitelné vrstvy, s vyhodou z pénového materialu a

z alespoii jedné nestlacitelné vrstvy. Tiskaf'skad podlozka (13)
je pfizplisobena k povrchu nerovného potiskovaciho materialu
jako je vinita lepenka (14, 14"), pfitemz se vyskové rozdily
oproti povrchu valce (12) vyrovnavaji pruznou kryci vrstvou
podkladového materialu (100, 100”).
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PODKLADOVY MATERIAL PRO TISKARSKE ZARIZENI A TISKARSKA
PODLOZKA PRO POTISK NEROVNYCH POTISKOVANYCH PODLOZEK

Oblast techniky

Vyndlez se tykd podkladového materidlu pro tiskovou
matrici, tiskafského za¥izeni, a tiska¥ské podloZky pro
potisk nerovnych potiskovanych podloZek podle uvodni ¢&asti

naroktr 1, 8 a 10.

Dosavadni stav techniky

V tiskarské technice Jje znédmo upravit v tiska¥skych
strojich meziprvky, které mohou p¥i pF¥endSeni tiskového
obrazu vyrovnavat povrchové nerovnosti na potiskované
podloZce. P¥i vSech béinych zplsobech tisku se tiskovy obraz
uvnitf¥ tiskafského zarizeni nand3i na potiskovanou podloZku
odvalovanim valcl nebo bubnl, prendSejicich tiskovy obraz a
vedoucich potiskovanou podloZku. PF¥itom se tiskovy obraz
zhotovuje na tiskové matrici, pop¥. tiskarské desce, a
popfipadé se dale preddvd prenosovym valcem aZ k potiskované

podloZce.
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V primém zpusobu tisku, jako je knihtisk, napfiklad ve
flexografickém tisku, se k tomu pouZiva vyvySenymi tiskacimi
plochami opatfend tiskovd matrice, popf. tiskaf¥ska deska,
pomoci které je tiskovy obraz nanesitelny na potiskovanou

podloZku.

P¥i ofsetovém tisku, nepfimém zplsobu tisku, se jednd o
Siroce roz3iteny plochy tisk, u kterého se tiskovy obraz ve
form& barevného materidlu pfendsi tiskovou matrici, popt.
tiska¥skou deskou, na prenosovy véalec, ktery se oznacuje
jako vélec tiska¥ské podloZky. Povrch tiskové matrice, popft.
tiskafrské desky, je v této souvislosti odpovidajic
otiskovanému obrazu opatfen lipofilnimi, to zZnamena
vodoodpudivymi oblastmi, takZe tam ulpiva lipofilni barva,
nanesend barevnikem. Valcem tiskafské podloZky, pfesnéji
YeEeno dale vysvétlenou tiskafskou podloZkou, upnutou na
valci tiska¥ské podloZky, se tiskovy obraz pak pfenasi na

potiskovanou podloZku.

V ofsetovém tisku, nepfimém zplsobu tisku, se tiskovy
obraz prend8i tiskovou matrici na pfenosovy valec, ktery se
oznaduje jako véalec tiskarské podloZky. Jim se tiskovy obraz
pak pfend3i na potiskovanou podloZiku. Na valci tiskafské
podloZky Je obvykle nanesena pruZzna vrstva. V DbéZném
ofsetovém tisku se k tomu pouZivd takzvanad tiskafska
podloZka nebo prenaSeci ofsetovy potah. Tato tiskafska
podloZka Je ve své rozpinaci roviné rozmérové stabilni,
pfri¢né k tomu ale pretvoritelna. MlZe byt ve sméru své
tloudtky také v jistém rozsahu stlacitelnad. K tomu Jje znamo,

Ze se uvnit¥ tiskafské podloZky upravuji stlacitelné vrstvy.

Na valci tiska¥ské podloZky je obvykle nanesena pruZna
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vrstva, v bé&Zném ofsetovém tisku se k tomu pouZiva takzvana
tiska¥skd podloZka nebo pfend3eci ofsetovy potah, ktery je
ve své rozpinaci roviné v podstaté rozméroveé stabilni,
pficné& k tomu je vSak pfetvofitelny. Tiskafskd podloZka muZe
byt ve sm&ru své tloudtky v Jistém rozsahu také stlacitelna,
k tomu je zndmo, Ze Jsou uvnitr tiskafské podloZky upraveny
stladitelné vrstvy. Touto tiskafskou podloZkou se nyni
tiskovy obraz ve formé barevného materidlu wusazuje na
potiskovanou podloZku, to znamend na potiskovany papir nebo

na potiskovanou lepenku.

Pfenad3eci ofsetové potahy, popf. tiska¥ské podloiZky,
pouZivané p¥i ofsetovém tisku, Jjsou v procesu ofsetového
tisku potfebné pri prend3eni tiskového obrazu pfedevsim také
k vyrovnavani povrchovych nerovnosti potiskované podloZky.
ProtoZe Jjsou tiskové matrice, popf. tiskafské desky, pro
ofsetovy tisk obvykle vytvofeny z tenkych plechd nebo félii,
nemohou se v dostatedné mife prizplsobovat povrchové

struktufe potiskované podloZky.

Tiska¥skd podloZka se musi k pfrizplsobeni povrchové
struktufe potiskované podloZky, nutnému pro dostatecnou
kvalitu tisku, relativné vysokym pritladnym tlakem vélce
tiskafrské podloZky tlac¢it proti tiskovému valci, tomu se
nemiaZe zamezit ani pouZitim  takzvanych stlacitelnych
tiskatskych podloZek, protoZe tyto maji pouze vyS§si
pretvo¥itelnost neZ normalni tiskafské podloZky, k tomu vSak

rovnéZ vyzZaduji srovnatelné vysoky pritlacny tlak.

P¥i potisku nerovnych potiskovanych podloZek jsou proto
konvenénimu ofsetovému tisku da&ny Thranice, jednak Jje
tiska¥skd podloZka pouze omezené pretvoritelna, pficemZ Je

potfebné dostatecné natlaceni tiskafské podloZky na
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potiskovanou podloZku k zachovéani prijatelné kvality tisku,
jednak Jje potiskovana podlozka omezena ve své

zatiZitelnosti.

Tak dochdzi nap¥iklad pfi potisku vlnité lepenky ke
zvl&d3tnimu problému, ktery souvisi s vnit¥fni strukturou
vinité lepenky. ProtoZe Jje u vlnité lepenky Kk uspofe
hmotnosti mezi dvéma krycimi vrstvami wupravena vlnita
spojovaci vrstva, nepfedstavuje vlnitd lepenka homogenni
materidl. Kryci vrstvy, vloZené na horni a dolni strané
takové vlnité lepenky, jsou pouze na urcitych bodech, popE.
pfimkové, a jeSté k tomu na obou stranach navzajem prfesazené
navzdjem spojeny vlnitou mezivrstvou. Pri zatiZeni vlnité
lepenky jsou proto dany pfes plochu nerovnomérné podminky,
pfedeviim je kaZdd kryci vrstva v oblastech mezi spojovacimi
misty s vlnitou mezivrstvou ohebnd a miZe proto p¥i zatiZeni
v té&chto oblastech vybocCovat. Pri =zatiZeni v tiskovém
procesu jsou proto dény relativné nepfiznivé pfedpoklady pro

rovnomérny tisk.

Proto Jje zndmo ve zpusobu flexografického tisku pod
tiskovou matrici, popf. tiskarskou deskou, upevnit pruZnou a
stladitelnou podloZku. P¥itom se vychazi z toho, Ze tiskova
matrice, pop¥. tiskafska deska sama neni stlacitelna, to
znamend, Ze Jje pevnd a Ze podloZka umoZiuje pohyb tiskové
matrice, pop¥. tiska¥ské desky, oproti formovacimu valci
(= valec tiskové matrice, popf. valec tiskafskych desek).
Jako podloZka je upravena napriklad pénovéd vrstva, kterd je
nanesena nha tahem zatiZitelné podloice. Pomoci  tahem
zatiZitelné podloZky se tak m@Ze pruZnd podloZika upnout
souasné s tiskovou matrici na valci tiskové matrice, popf.
s tiskaFskou deskou na valci tiskafské desky, pricemZ se

neoCekava délkové protaZeni.
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Tiskovd matrice, ©popfr. tiskafskda deska, se timto
zplisobem pFresazuje do polohy, ve které ma sledovat
nerovnosti na povrchu potiskované podloZky v omezeném
rozsahu. Pritom se ov3em musi politat se zhorSenim kvality
tisku, které nucen& plyne 2z pfretvofeni tiskové matrice,
pop¥. tiskaFské desky, toto souvisi také s obvykle velmi
nehomogennim rozd&lenim tiskacich a netiskacich oblasti na
tiskové matrici, pop¥. tiskafské desce, krom& toho je
registr tiskovych matric, popf. tiskafskych desek, pro rlizné

tiska¥ské barvy velmi obtiiny.

P¥i ofsetovém tisku takovy zplusob neni zném. Je sice
znadmo upinat pod tiskafkou podloZkou takzvane podkladové
oblouky na véalci tiska¥ské podloZky. Tyto podkladové oblouky
v3ak slou?i pouze takzvanému sefizeni, pfiCemZ se ma obvod
valce tiskafFské podloZky, potaZeny tiskafskou podlozkou,

nastavit na podminky, vyZadované v tiskovém procesu.

Dale se pouze 2z pouZiti takzvanych stlacitelnych
tiskafskych podloZek vyuZiva zplsob, nesrovnatelny s JiZ
uvedenym zplsobem podkléadani tiskové matrice, popf.
tiskafské desky. Stlac¢itelnd tiska¥skd podloZka umoZiiuje
pretvafeni sniZenim tloudtky pouze pod srovnatelné vysokym
tlakem. PFetvafeni v takovych tiska¥skych podloZkéch, nutna
k prizplsobeni povrchové struktufe vlnité lepenky, by Vv
procesu tisku vedla nucené ke zniceni vlinité lepenky, dfive
ne? by se mohla tiskafskad podloZika dostatecné pretvofit. Z
tohoto davodu neni znadm Zadny zplsob, pomoci JehoZ Je v
ofsetovém tisku moZné ve velkém rozméru rovnomérné rozdéleni

tlaku p¥i zpracovani vlinité lepenky v procesu tisku.

Jiz vylicené nevyhody a nedostatky se mohou
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zevSeobecnit, pokud Jjsou rotacni valce, podilejici se na
tiskovém procesu ofsetem, =zpravidla zhotoveny z tvrdého
materidlu, Jako naptiklad z kovu. Také tiskovad matrice,
pop¥. tiskarskd deska je z pevného materidlu, jako napFiklad
z kovu, tfeba hliniku, zinku nebo podobného, nebo z plastu.
Na zakladé tvarové stédlosti téchto materidld mhZe dojit k
nerovnostem a nevyvaZenostem, které negativné ovliviiuji
tiskovy obraz. Kromé& toho vede tuhost uvedenych materiildl k
tomu, Ze se milZe vyména tiskové matrice, popf. tiskarské
desky, obtiZn& provadét, pokud neni dana poddajnost pro

vyrovnavani pripustnych odchylek.

Z US A5 768 990 je znédma trubkovitad tiska¥skd podloZka
pro p¥enédseci védlec v  ofsetovém tiskaFském stroji,
zahrnujici vélcovité pouzdro, stlacitelnou vrstvu nad
pouzdrem a nerozpinatelnou vrstvu nad stlac¢itelnou vrstvou.
Valcovité pouzdro Jje pfitom teleskopicky pohyblivé na
pfendSecim valci. Stlacitelnd vrstva zahrnuje prvni bezedveé,
trubkovité téleso z elastomert, které obsahuje stladitelné
mikrosféry. Nerozpinatelnd vrstva zahrnuje druhé beze3vé
téleso z elastomerli, které obsahuje trubkovitou dolni vrstwvu
z materidlu, nerozpinatelného v obvodovém sméru. Bezedvi,
trubkovitd tiskovad vrstva nad nerozpinatelnou vrstvou ma
prichozi valcovitou tiskovou plochu bez mezer. Takto
vytvofena tiska¥ska podloZka se pouZivd ve spojeni s valcem
z pryZe, takZie m& valec JiZ na zadkladé volby materidlu
jistou elasticitu. K tomu se pFidava, Ze na zakladé
konstrukce tiskafské podloZky neni tato vhodnad u ofsetovych
tiskafskych strojfl, kterymi m& potiskovand podloZka jiZ
pfedem pfetvofeny povrch, Jjako nap¥. u vlnité lepenky. K
tomu se pridava, Ze tlak valce pokracuje celym podkladovym
materialem, coZ vede k poskozeni potiskované podloZky,

pfedeviim vlinité lepenky.
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Dalsi formu provedeni tiska¥ské podloZky popisuje
US A 5 934 192. U této tiskafské podloZiky Jsou uvnit?
povrchové tiskové vrstvy upraveny stladitelnd vrstva s
otevfenymi burikami a stlac¢itelnd vrstva s uzavfenymi
bunikami, pric¢emZ mé& tiska¥skd podlozka mit vyhody dvou
stlaCitelnych vrstev. Tiskafskd podloZka sama se pouZiva ve
formé bezeSvého vélce, u kterého 3je upravena stladitelné
vrstva s otevienou bunélnou strukturou a stladitelnd vrstva
s uzavfenou bunélnou strukturou uvnit¥ povrchové tiskové
vrstvy, pficemZ Jje stladitelnd vrstva se strukturou s
otevfenymi bunkami upravena uvnit¥ stlaCitelné vrstvy se
strukturou s uzavfenymi bufikami. Tim se nevytvari podkladovy
materidl =z vazby 2z alespoil jedné stlalitelné vrstvy a
alesponl jedné nestlacitelné vrstvy, nybrZ pouze tiska¥ska
podloZka, kterda sestdvd ze dvou stlacitelnych vrstev,

pficemZ obé vrstvy maji pouze ruznou strukturu bunék.

Podstata vynalezu

Z toho vychazejic Jje zakladem tohoto wvyndlezu ukol
vylepsit ofsetovy tiska¥sky stroj uUvodem uvedeného druhu
tak, Ze Je da&n vylepSeny tiskovy obraz, Ze Je moZna
rychlejsi a snaz3i vyména tiskafskych desek a Ze je moZny
tisk vysoce kvalitnich tiskovych obrazti na nerovnych
potiskovanych podloZkéach, pfedeviim na vlnité lepence. Proto
sméfuje tento vynadlez na vysoce kvalitni a vidé&no pfes
plochu rovnomé&rné zhotoveni tiskovych obrazll na potiskované
podloZce, napfiklad na papirovém pasu nebo na vlnité lepence
ofsetovym tiskem, p¥itom se nemd& potiskovand podloZka,
nap¥iklad papirovy pés nebo vlnitéd lepenka, v Zadném tvaru

mechanicky poSkodit.
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Tento uUkol se Fe3i podkladovym materidlem se znaky,
uvedenymi v naroku 1, JjakoZ 1 tiska¥skym zaFizenim,
pfedevSim ofsetovym  tiska¥skym za¥izenim, se znaky,
uvedenymi v naroku 8, a tiska¥skou podloZkou se znaky néroku

10.

Vyhodn& provedeni a Ucelnd dal3i provedeni tohoto

vynalezu jsou soucédsti podnérokil.

Teorie vynédlezu navrhuje podkladovy materidl pro
tiskovou matrici, jako je ofsetovd matrice, tiska¥ska deska
nebo ofsetovd tiska¥skd deska a/nebo pro tiska¥skou
podloZku, jako je prendSeci ofsetovy potah, nebo pfedeviim
stlac¢itelny nebo nestlalitelny pfenaddeci ofsetovy potah,
a/nebo pro jiné na procesu tisku se podilejici plochy pf¥i
tisku, jako pfi ofsetovém tisku, pricemZ Jje pro tiskaFska
zarizeni, pfedev3im pro ofsetové tiska¥ské stroje, vytvofen
podkladovy materidl Jjako vyménitelny, radidlné& k tiskové
matrici, popf. tiskafské desce, a/nebo tiska¥ské podloice
a/nebo jiné na tiskovém procesu se podilejici ploge
pfifazeny valec nebo radidlné k pfifazenému bubnu elasticky
pfetvofitelnd wvazba, pfic¢emZ Jje vazba vytvofena Jako
upinatelny podklad, jako upinatelny podklad tiskové matrice,
popt. podklad tiskafské desky a/nebo jako upinatelny podklad
tiskafské podloZiky a je sestavena z alesponi  jedné
stlacitelné vrstvy a z alespoil jedné nestladitelné vrstvy,
pficemZ Jje stlacitelnd vrstva vytvofena Jjako vratné
stlac¢itelnd funkéni vrstva a e z mikrocelulédrniho
materialu, vyhodné materidlu s otevfenymi péry, Jjako e
pénovy materidl, predev8im z polyuretanové pény, jako? i

miZe mit tloudtku p¥ibliZné 0,5 milimetru aZ p¥ibliZné t#i
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milimetry, vyhodné od pfibliZné 1,2 milimetru do pr¥ibliZné

1,6 milimetru. Tim, Ze Jje podkladovy materidl vytvo¥en jako

vyménitelnd, radiadlné k rotaénimu valci nebo radidlné k

bubnu elasticky pfetvofitelnd vazba, mohou se vyrovnavat

nerovnosti, rozZmerove tolerance a nevyvaZenosti

konstrukénich <&é&sti, podilejicich se na tiskovém procesu.
Timto zplsobem se mAZe docilit vyrovndvani nestejnomérnosti
a tim vylepSeni tiskového obrazu.

Pomoci podkladového materidlu podle tohoto vynélezu,
ktery miZe byt vytvoren ve vazbé jako upinatelnéd podloZka,
pfedev3im jako upinatelnd podloZka tiskové matrice, popt.
podloZka tiska¥ské desky, a/nebo jako upinatelnd podloZka

tiskarské podloZky, se dopliikové ke zvy3eni kvality tisku

pfekvapivym zplsobem dociluje také usnadnéni pfestrojeni
ofsetového tiska¥ského zafizeni. Pri montédZi tiskovych
matric, popf. tiska¥skych desek, na formovacich valcich
zajistuije totiZz podkladovy materidl na zdkladé své
(radidlni) elasticity to, Ze se vyrovnavaji eventudlni
rozmérové tolerance mezi tiskovou matrici, pop¥. tiskafskou
deskou, a formovacim vé&lcem. PouZitim vy$§Sich sil a

pfisludnym podvolenim podkladového materidlu se proto miZe

tiskova matrice, popf. tiska¥skd deska, s pevaym uloZenim

upeviiovat na formovacim valci.
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Prikladné vzhledem k valci tiskafské podlozZky odbornik
v oblasti tiskafské techniky ocenuje, Ze se pruinym
podkladovym materidlem pod tiskafskou podloZkou béhem
tiskového procesu umoZiiuje zvySené pretvafeni tiskaFskeé
podloZky radialné k valci tiska¥ské podloZky. Pretvafeni Ije
mozZné silou, men3i oproti pletvareni stlac¢itelné tiskarské
podloZky. SoucCasné se délkova stabilita tiska¥ské podloZky
zachovava, <&imZ se zajisfuje dobrad kvalita tisku a e
umoZnén potisk na nerovném povrchu, Jjako napfiklad na vlinité

lepence, ofsetovym tiskem.

V této souvislosti je déna fada dalSich vyhod procesu,
které vychézeji ze zplsobu ofsetového tisku, pFfedev3im jsou
to moZnost pouZiti cenové vyhodnych tiskovych matric, popf.
tiska¥skych  desek, jakoZ i jednodu3si  registr pri

vicebarevném tisku.

Mimo¥adné vyhodné pfritom je, Ze je vazba vytvofena =z
alespol Jjedné stlacCitelné vrstvy a z alespoil jedné

nestlacitelné vrstvy.

S pomoci stlacitelné vrstvy, kterd mbZe byt vytvoFena
vyhodné Jjako vratné stlacitelnd funkdni vrstva, se mohou
vyrovnavat nerovnosti, rozmérové tolerance a nevyvaZenosti
konstrukénich casti, podilejicich se na tiskovém procesu.
Timto zplsobem se mtiZze docilovat vyrovnavani

nestejnomérnosti a tim vylepSeni tiskového obrazu.

Spojenim stlacitelné vrstvy s nestladitelnou vrstvou se
pfitom zaroveil zajiStuje, Ze je podkladovy materidl vyhodnym
zplsobem manipulovatelny, takZe se miZe podkladovy material

pfedevSim s dostateCnou stabilitou upeviiovat na valci,
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podilejicim se na tiskovém procesu. Kromé& toho dava spojeni
stladitelné vrstvy s nestlaCitelnou vrstvou materialu vazby
celkové zvySenou stabilitu, takZe sily, ptivedené do
stladitelné vrstvy, mohou plsobit pouze omezené pretvorfeni

podkladového materidlu.

Podle vyhodné formy provedeni tohoto vynalezu muzZe
stladitelnd vrstva podkladového materidlu byt mikrocelulérni
materidl, vyhodné& s otevfienymi poéry. Bunécna struktura na
zplisob pé&nového materidlu umoZiuje nastavit stlacitelnost
materidlu podle ptani, vytvari-1li se mikrocelulérni
stladitelnd vrstva ulelné =z polyuretanové pény, vychazi
vysokd odolnost se Zadanou stlacitelnosti. Zakladni material
se pritom miZe optimdlné vybrat vzhledem k dal3im
vlastnostem jako je stlacitelnost, napfiklad vzhledem k jeho

pevnosti v tahu a/nebo jeho odolnosti viaci chemikaliim.

Chovani celého materidlu pfri stlaceni se totiZ wvyviji
jeho bun&&nou strukturou, kterd se miZe uZivatelem do Jisté
miry libovolné& nastavit z&visle na Jeho poZadavcich a

nezavisle na zékladnim materiédlu.

U nestlac¢itelné vrstvy, ktera je podle dalsiho
provedeni vynédlezu vytvofena Jako rozmérové stabilni nosna
vrstva, predeviim jako rozmérové stabilni deska nebo fdlie,
se mlZe ve vyhodném zplsobu zcela nebo <céstecné Jjednat
alespoi o plast, vyhodné o polyester. Takovy material Je
levny, vysoce odolny a zaroven pruiny vzhledem k ohybu,
popf. tvarové stabilni oproti tahu. D&le se mlZe takovy
materidl dobfe kombinovat s Jjinymi materidly na kombinovany

materidl.

Podle vyhodné formy provedeni tohoto vyndlezu miZe
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podkladovy materidl obsahovat Jednu nebo vice dal8ich
vrstev, které mohou obsahovat pfedevSim kliZici materiél,
vypliiovy materidl a/nebo Jjiné pomocné materidly. KliZici
materiidl slouZi v této souvislosti spojeni sousednich
vrstev, to znamend predeviim spojeni nestladitelné vrstvy se
stla¢itelnou vrstvou. Vypliiové materidly se pouZivaji, aby
se podkladovému materidlu poskytl Zadany objem (= tloustka
vrstvy), aniZ by se v ostatnim pusobiloc na materidlové
vlastnosti. Kromé toho mohou byt vrstvy upraveny z Jjinych
pomocnych materidld, které napfiklad vylepSuji spojeni k
nosnému véalci, tiskové matrici, popf. tiskafské desce, k
tiska¥ské podloZce nebo k podobnym nebo davaji k dispozici

urc¢ité vnéjsi plochy.

Ve specidlnim provedeni podkladového materidlu obsahuje
tento alespoii dvé stlacitelné vrstvy, pficemZ tyto vyhodné
maji rhznou konstrukci vzhledem k =zakladnimu materidlu
a/nebo vzhledem ke strukture (pdrovitost) a/nebo raznou
tloustku. Kombinaci vét3iho mnoZstvi stlacditelnych vrstev se
miuZe ¥idit chovani podkladového materidlu pfi privadéni
tlaku. Tak se mlZe naptiklad tlustsi, pop¥. silnéjsi
stladitelnou vrstvou v bezprostfednim kontaktu s tiska¥skou
podloZkou, poprL. tiskaF¥skou deskou, docilit dobrého
lok&lniho <zachyceni tlakovych a silovych maxim, kdeZto
pevnéjsi (tenc¢i) materidl v hlub3i vrstvé zajistuje, Ze se

ptivedené vy3$3i sily rozdélujil pfes vétsi oblast.

U dal$iho specidlniho provedeni podkladového materidlu
obsahuje tento alespofl dvé nestlacitelné vrstvy, které opét
mohou mit pfedeviim rozdilnou  konstrukci vzhledem k
zdkladnimu materidlu a/nebo ke struktufe a/nebo ruznou
tlousStku. Také témito opatfenimi se mnmlZe cilené ridit

chovéani podkladového materidlu. Tak se mohou predevsim
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vrstvy, které Jsou v bezprostfednim kontaktu s nosnymi
prvky, dimenzovat optimdlné pro spojeni s tim, to =znamenéa,
Ze tyto materidly maji napfiklad dostatednou pevnost (v
tahu) a/nebo dostatelnou tloudtku pro umistovani na valci.
Na druhou stranu se mohou uvnit¥ podkladového materidlu
uloZené vrstvy minimalizovat na  tloustku, kterd Je
dostatecné&, aby mohly plnit svoji nosnou funkci uvnit? celé

vazby.

Celéd tloustka (vrstvy) ploSného podkladového materialu,
sestaveného z alesponl dvou vrstev, se mlZe pohybovat v Fadu
od pfibliZné 0,5 milimetru aZ do pfibliZné 4 milimetrq,
pfedeviim p¥ibliZné od 1,5 milimetru do p#ibliZné 2,5
milimetru. U takovych tlouSték vrstvy se mohou tiskaci
pfistroje beze zmén, pop¥. bez podstatnych zmén, dodatedné
vybavovat podkladovym materidlem, aby tam vytCenym zplsobem

zajistovaly vyrovnadvani nerovnosti.

K tomuto vynédlezu patf¥i podle ndroku 8 také tiskaftské
zatizeni, pfedev3im ofsetové tiska¥ské =zarizeni, k potisku
potiskovanych podloZek, vyhodné papiru nebo lepenky, s
pfedeviim nerovnym povrchem, Jjako Jje vlnitd lepenka,
s formovacim valcem, na kterém je upnuta tiskovd matrice,
jako je ofsetova matrice, nebo tiskafskad deska nebo ofsetova
tiskafska deska, a s valcem tiskafské podloZky, na kterém je
upnuta tiskaf¥skd podloZka, v podstaté rozmérov®d stilad v
rozpinaci roviné, 3jako Je pfendSeci ofsetovy potah, nebo
pfedeviim stlacitelny nebo nestlacditelny pfendZeci ofsetovy
potah, a s tiskovym valcem, pficemZ jsou formovaci valec
a/nebo valec tiskafské podloZky a/nebo tiskovy valec a/nebo
jiné na tisku se podilejici plochy na svém povrchu
povrstveny podkladovym materidlem, pricemZ Jje podkladovy

materidl vytvofen jako vyménitelny, radidlné k tiskové
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matrici, pop¥. tiskafské desce a/nebo tiskatské podloice
a/nebo jiné na tiskovém procesu se podilejici plose
pfifazeny valec nebo radiadlné k prirazenému bubnu elasticky
pfetvoritelnd vazba a pficemZ Je vazba vytvofena Jako
upinatelny podklad, Jjako upinatelny podklad tiskové matrice,
pop¥. podklad tiska¥ské desky, a/nebo Jjako upinatelny
podklad tiska¥ské podloZky, a Jje sestaven z alesponl jedné
stlacitelné vrstvy a 2z alespoil jedné nestlacitelné vrstvy,
pfi¢emZ je stlacitelnd vrstva vytvofena jako vratné
stlacd¢itelna funkcéni vrstva a je z mikroceluldrniho
materidlu, vyhodné materidlu s otevfenymi pbéry, Jako z
pénového materidlu, pfedev3im z polyuretanové pény, JjakoZ i
mtZe mit tlouStku p¥ibliZné 0,5 milimetru aZ pfibliZné t¥i
milimetry, vyhodné pfibliZné 1,2 milimetry aZ p¥ribliZné 1,6

milimetry.

Toto tiskarské zafizeni se vyznacuje tim, Ze Jjsou
formovaci valec a/nebo valec tiska¥ské podloZky a/nebo
tiskovy valec a/nebo jiné na tisku se podilejici plochy na
svém povrchu povrstveny popsanym podkladovym materidlem. Na
zdkladé vysvétlenych vlastnosti podkladového materidlu se
miZe s takovym tiskafskym zafizenim docilit vylep3end
kvalita  tisku. Je-1li podkladovy materidl upevnén na
formovacim valci, ktery nese tiskovou matrici, popt.
tiska¥skou desku, muZe se dale jednoduSeji a bezproblémovéji
provadét prestrojeni tohoto formovaciho valce rlznymi

tiskovymi matricemi, popf. tiskafskymi deskami.

Tiskafskd podloZka se =znaky néroku 10 p¥indsi tyto
vvhody: pFfedeviim pruZnou podkladovou vrstvou na dolni
strané nebo uvnit? tiskafské podloZky Jje béhem tiskového
procesu umoZnéno zvy3ené pretvofenl tiska¥ské podloZky

radidlné k valci tiskafské podloZky. Pretvofeni je moZné
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silou, men3i oproti pretvoreni znamé stlacitelné tiskarské
podloZky. Soulasné se zachovavé délkova stabilita tiskarské
podloZky, pticemZ Jje zajiSténa dobréd kvalita tisku. Tim je v
ofsetovém tisku moZny potisk na nerovném povrchu libovolné
potiskované podloZky, Jjako nap¥. u vlnité lepenky. Pritom je
dédna tada dalsich procesnich vyhod, které vychézeji ze
zplsobu ofsetového  tisku. P¥edevSim Jjsou to pouZiti
levnéjdich tiskovych matric a Jjednodusi registr ©pfi

vicebarevném tisku.

P¥ehled obrazkl na vykresech

Vynalez bude bliZe vysveétlen prostfednictvim
konkrétnich p¥ikladl provedeni zndzornénvych na vykresech, na

kterych pfedstavuje
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obr. 1 prvni pfiklad provedeni ofsetového tiskafského

zafizeni podle tohoto vynalezu, ve schématickém

Zzobrazeni,

obr. 2 prvni pfiklad provedeni  typické  konstrukce
vrstvy podkladového materialu podle tohoto

vynalezu, ve schématickém fezu,

obr. 3 druhy ptriklad provedeni ofsetového tiskafského
za¥izeni podle tohoto vynélezu, ve schématickém
zobrazeni,

obr. 4 tiskovy proces v tiskové zéné ofsetového
tiska¥ského za¥izeni 2z obr. 3, ve schématickém

fezu, a

obr. 5 tiskova zbéna z obr. 4 ve schématickém fezu.

Priklady provedeni vynalezu

Stejna nebo podobnd provedeni, prvky nebo znaky jsou na

obrazcich 1 aZ 5 oznaCeny identickymi vztahovymi znackami.

Na obrazku 1 Jjsou schématicky znazornény podstatné
prvky ofsetového tiska¥ského stroje pro rotacni tisk.
PFedlohy se nachézeji ve formé takzvané tiskové matrice,
popf. tiska¥ské desky 11 na prvanim rotujicim wvalci,
formovacim valci 10, tento  formovaci valec 10 se
p¥ileZitostn& oznacduje také Jjako deskovy valec. Povrch
tiskafské desky 11 sestadvd podle tisknoucich obrysa z
hydrofilnich (to znamend s vodou se sna3ejicich), popr.

lipofilnich (to znamend s tuky se sné3ejicich) oblasti,
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takZe 1lipofilni tiskafsk& barva, nanesend barevnikem (z
diivodd pFehlednosti na obradzku 1 nezobrazeného)}, ulpiva
pouze na souhlasnych lipofilnich oblastech. P¥i pouZiti
emulznich barev Jjsou adhezni poméry opacné, takie Jsou
potiskovand mista na  tiska¥ské desce 11 povrstvena

lipofobné&, to znamen&d odpuzujic tuky.

Formovaci vélec 10 Je v kontaktu s valcem 12
prendfeciho ofsetového potahu. Povrch tohoto wvalce 12
pfenaseciho ofsetového potahu je potaZen  pfenadecim
ofsetovym potahem 13. P¥i opacéné rotaci obou valcu 10 a 12
se prend3i barva, nachézejici se na tiskafské desce 11, na
prenad3eci ofsetovy potah 13. Pri dalsi rotaci wvalce 12
pfenad3eciho ofsetového potahu se pak tato barva opét usazuje
na potiskovaném papirovém pasu 14. Papirovy pas 14 se pfitom
vede pfes tiskovy valec 15, (pfileZitostné oznaCovany také
jako formovaci véalec), ktery =zajistuje pfislusSny pritlalny

tlak na prenédSeci ofsetovy potah 13.

Ofsetovy tiska¥sky zplsob, uvedeny jako pfiklad na
zdkladé obrazkit 1 a 2 (= prvni priklad provedeni), se
vylep3uje tim, Ze je mezi formovacim valcem 10 a tiska¥skou
deskou 11 a/nebo mezi valcem 12 pfrenaSeciho ofsetového
potahu a pfendfecim ofsetovym potahem 13 a/nebo na tiskovém
vadlci 15 umistén podkladovy materidl 100, ktery Je vytvofen

vazbou ze stladitelné vrstvy a z nestlacitelné vrstvy.

Na obrazku 1 je zndzornéno umisténi takového
podkladového materidlu 100 na formovacim valci 10 a na valci
12 p¥endSeciho ofsetového potahu. Podkladovym materialem 100
se mohou vylepSovat, jakoZ 1 vyrovndvat nerovnosti, popE.
nevyvaZenosti formovaciho véalce 10 a/nebo tiskafské desky

11, tim se vylep3uje tiskovy obraz. Dile se usnadiiuje montaz
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tiskafskych desek 11 na formovacim wvalci 10 a tim se
optimalizuje pfestrojeni tiskafskych desek 1l1. V této
souvislosti dovoluje podkladovy material 100 vysoké

rychlosti tisku.

Typickéd konstrukce vrstvy podkladového materidlu 100 je
zndzornéna na obrazku 2. Podkladovy material 100, upraveny
na nosniku 19, m& v pfipadeé, znazornéném na obrazku 2,

sendvicovité t¥i rhzné vrstvy 16, 17 a 18.

Nejdoleji, to znamend v kontaktu s nosnikem 19, je
upraven polyuretanovy pol3taf¥ 18 s otevienymi bunikami, s
tloudtkou pribliZné 0,51 milimetru. Uprostfed se nachéazi
mylarovd félie 17, u které se jednd o tvrdy, nestlacitelny
plastovy materidl. Sendvicova struktura se uzavira
polyuretanovym polStad¥em 16 s otevfenymi  bunkami, s
tloustkou pribliZné 1,02 milimetru. Celkova  tloustka

podkladového materidlu 100 &ini pfibliZné 2,10 milimetru.

Rizné vrstvy 16, 17 a 18 mohou byt navzajem spojeny
kliZicimi vrstvami. Plastova deska, popf. plastova fdélie 17
zajistuje dostateénou pevnost podkladového materidlu 100.
StlaCitelnymi vrstvami 16 a 18, upravenymi na obou vné&jsich
plochdch  sendvicového materidlu, se mohou vyrovnavat
nerovnosti Jjak valce 19, tak 1 dosedu, Jjako napfiklad
tiska¥ské desky 11. Horni strana 20 polyuretanového pol3tare
16 je vyhodné& vytvofena hladkd (a bez lepidla), aby byla

vhodnéa pfedevsim pro dosed prenaSeciho ofsetového potahu 13.

Podkladovym materidlem 100 podle prvniho pfZikladu
provedeni obrazkl 1 a 2 se tedy mohou vytvidfet pevné,
stlacitelné podklady pro tiska¥ské desky v ofsetovém tisku,

jakoZ i v hybridnim tisku flexografickymi tiska¥skymi stroji
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a ofsetovymi tiskafskymi stroji. Sendvidova struktura

podkladli je pfitom tvofena pfedev3im stlacitelnymi pénovymi
pol8téd¥i rtznych vyraZeni, jakoZ i plastovymi deskami, popft.
plastovymi fé6liemi. PF¥itom se muZe kombinovat Jjeden nebo
vice, pfedevSim rlGznych polyuretanovych polStara S Jjednou

pfedevsim ruznymi plastovymi deskami, popt.

také tloudtka polyuretanovych pol3tart,

nebo vice,

plastovymi fdéliemei,

kombinovanych v sendvici, a/nebo plastovych desek,

popt.
plastovych f61ii, se mAZe ménit.

Na obréazku 3 zndzornén druhy priklad provedeni

tohoto

je

ofsetového tiska¥ského stroje podle vynalezu ve

schématickém zobrazeni. Ofsetovy tiska¥sky stroj méd tiskovy

valec 15, valec 12 tiskafské podloZky, formovaci vélec 10 a

pfifazené& formovacimu valci 10 barevnik 21 a =zvlhéujici

soustavu 22.

Tiskovy valec 15 slouZii k vedeni oblouku potiskované

podloZky. K tomu je tiskovy valec 15 vybaven (na obréazku 3 z

divodl pfehlednosti nezobrazenym) zachytnym systémem. Oblouk

potiskované podloZky se vede na hladkém povrchu.

Naproti tiskovému véalci 15 leZi wvalec 12 tiskafské

podloZky. Valec 12 tiskafské podloZky Je napnut tiskafskou

podloZkou 13, kterda Je délkové stabilni, JjakoZi Je 1 v

pfic¢ném sméru ke svému ploSnému roztaZeni pruZnd a miZe byt
v malém rozsahu stlacCitelna. Tiska¥ska podloZika 13 je pevné

upnuta na valci 12 tiska¥ské podloZky.

Valci 12 tiskatfské podloZky je prifazen formovaci valec
10. Na formovacim valci 10 je upnuta tiska¥skad deska, pop?f.

tiska¥ska podloZka 11, kterd v ofsetovém tisku obvykle

sestavd z tenké kovové desky. Tiskovd matrice 11 Je
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barevnikem 21 z&sobovana barvou, pfricemZ byly tiskaci plochy
nejd¥ive pomoci privodu vody zvlhéujici soustavou 22
odliSeny od netiskacich ploch. V  takovém ofsetovém
tiska¥ském stroji, ktery Jje pro priklad znédzornén na
obrazku 3, je upraveno umoZnit pfend3eni tiskafské barvy na
potiskovanou podloZku s ruznou tlouStkou, pricemZz kvalita

tisku m& byt p¥es celou plochu co nejrovnomérnéjsi.

Na obrézku 4 je k tomu znazornéna tiskova zdéna podle
obrazku 3 mezi valcem 12 tiska¥ské podloZky a tiskovym
vidlcem 15, pricemZ naznaCené poméry pruméru mezi tiskovym
valcem 15, naznaCenym dole na obrazcich 3 a 4, a valcem 12
tiskafské podloZky, naznacCenym nad tim na obréazcich 3 a 4,

nemusi odpovidat realité.

Na obrazku 4 je na tiskovem valci 15 =znazornéna
potiskovand podloZka, kterd je v tomto druhém pfikladu
provedeni provedena jako vlnita lepenka 14'. Vlnita lepenka
14" m& dolni kryci vrstvu 141', naznacCenou na obrazcich 4 a
5 dole, jakoZ i na obrazcich 4 a 5 nahofe naznacenou horni

kryci vrstvu 143', obé& kryci vrstvy 141', 143' se navzajem

spojuji vlnitou spojovaci vrstvou 142', pricemZz je dolni
kryci vrstva 141' nalepena na dolnich hranach spojovaci
vrstvy 142' a horni kryci vrstva 143' na hornich hranach
spojovaci vrstvy 142', timto spojenim vznika velmi stabilni
potiskovand podloZka, kterd se <asto pouZivd predevSim v

oblasti baleni.

Oproti tiskovému valci 15 je opét upraven valec 12
tiska¥ské podloZky, na kterém je na vnéjSi strané naznacena
tiskafskad podloZka 13. Tiskarskad podloZka 13 je na obrazku 4
vyznatena Jjako homogenni vrstva, pficemZ Jsou obvykle

tiska¥ské podlozky provedeny Jjako takzvané prenddeci
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ofsetové potahy a jsou sloZeny z neroztainé zakladni vrstvy
a z pruZzné kryci vrstvy. K tomu mohou p#ijit dalsi,

funk&nost tiska¥ské podloZky 13 vylepSujici mezivrstvy.

Na valci 12 tiskafské podloZky je dale pod tiskafskou
podloZkou 13 pfimo na povrchu valce 12 tiskarské podloZky
upraven podkladovy materidl 100', vytvoteny Jjako podklad

tiska¥ské podloZky. Tento podkladovy material 100' se sklada

ze zakladni vrstvy 17', pevné v tahu, a 2z pruiné kryci

vrstvy 16', upravené na zakladni wvrstvé 17'. Zatimco

zdkladni vrstva 17', pevnéd v tahu, miZe byt pevna plastové
félie, je pruZnd kryci vrstva 16' vyhodnym zplUsobem vrstva z

pénového materidlu urcitych schopnosti.

zdkladni vrstvou 17', pevnou v tahu, se miZe podkladovy
materidl 100', vytvoreny Jjako podklad tiskafské podloZky,

ptriCemZ je pénovy materiadl (= pruZna kryci vrstva 16')

pevn& spojen s plastovou £fé6lii (= =zakladni vrstva 177,

pevnad v tahu), spoleéné s tiska¥skou podloZkou 13 upnout na
vadlec 12 tiska¥fské podloZky. Povrch valce 12 tiskafské
podloZky je proto stejny s béZnym valcem tiskafské podloZky

s tiska¥skou podloZkou.

Na obrazku 5 je v detailu znédzornén vyfez z obrazku 4.
Na dolni strané je opét vidét vlnitd lepenka 14' Jjako
potiskovand podloZka. Nad vlnitou lepenkou 14 je upravena
tiska¥skd podloZika 13, ktera se prizplsobila pFfetvofenému
povrchu vlnité lepenky 14'. VySkové rozdily oproti povrchu
vadlce 12 tiskafské podloZky, ktery je CasteCné znazornén na
dolni strané, se vyrovnavajl jako vrstvou pénového materiilu
vytvofenou pruZnou krycil vrstvou 16' podkladového materialu

100", vytvofeného jako podloZka tiskafské podloZky.

16 83812 (83812a)
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Pénovy materidl se stlacuje na mistech,

14"

na kterych je

o

horni strana vlnité lepenky pevna, pfiemZz mlZe

tiskarskd deska 13 vyboCovat tim, Ze se prisluSné pretvari

ohybem.

V meziprostorech mezi dvéma pevnymi mustky vlinité
lepenky 147 mizZe tiskafska podloZka 13 sledovat
pretvofitelny povrch vlnité lepenky 14', pficemZ pruZné

kryci vrstva 16' p¥ebird vytvofenim jako pénovad vrstva tuto

vyrovnavaci funkci.

Vhodnym nastavenim tlaku, to 2znamend urcenim ucinného

odstupu véalce 12 tiska¥ské podloZky a tiskového valce 15,

popf. vybérem rozdilnych peénovych vrstev pro podkladovy

materidl 100', vytvoreny jako podklad tiska¥ské podloZky, Jje
toto tiska¥ské zatrizeni pouZitelné pro nejriznéjsSi kvalitu
nerovnymi U relativné

potiskovanych podloZek s povrchy.

snadno stlacitelnych potiskovanych podlozZek,

147,

jako u vlnité
znazornéné

35,

lepenky ve druhém prikladu provedeni na

obrazcich 3 az je potfeba mék&i pénovy materidl neZ u

relativné tvrdych potiskovanych podloZek, Jako u vyraZené

plné lepenky.

Pro dobrou funkci a pro potfebnou kvalitu tisku Jje

daleZitd tloustka podkladového materidlu 100', wvytvoreného

jako podklad tiska¥ské podloZky. V podstaté pfichéazeji pro

uvedené pouZiti v Uvahu podkladové materid&ly 100' s

tloudtkou pribliZné 0,5 milimetru aZ pfibliZné 3,00 nebo

4,00 milimetrd. Pro techniku vyuZiti zndmych potiskovanych

podloZek Jje vybér podkladovych materidllt 100' s tloustkou

pfibliZné 1,00 milimetru aZ pfibliZné 2,00 milimetru. Jako
pénovy materidl se upfednostnuje pénovy material, vratné
stladitelny p¥fes vice <cinnych cykld. Pfitom se vyhodnym

16 83812 (83812a)
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zpasobem vyuzZiva pénovy materidl s otevfenymi bufikami. Tato
je snéze stlaCitelnd neZ znamé vrstvy s uzavienymi bunkami v

tiskafskych podloZkéch.

Speciadlni tiska¥ské podloZka 13, 70 se mlZe vyrabét z
bé&Zné tiskafské podloZky vyhodné tim, Ze se zakladni vrstva
17' zabudovavéa také do tiskafské podloZky. PEitom se uvedeny
pénovy materidl s otevfenymi buikami vyhodné upeviiuje na
textilni wvrstvu, pevnou Vv tahu, nebo Jjinak vytvorenou
zdkladni, popZ. nosnou vrstvu tiskafské podloZky. Na pénovém
materidlu se opét miZe upeviiovat Cinna vrstva 13' tiskaiské
podloZky. Tim se dociluje vyhoda, Ze se pfi neménné pevnosti
specidlni tiska¥ské podloZky 70 v tahu oproti beéiné
tiska¥ské podloZce dociluje silné vylep3end ohebnost v
pricném sméru k ploSnému protaZeni specialni tiska¥ské

podloZky 70 pfedevSim v jeji Cinné vrstve 13' (obr. 4).

Jednoduché vylepSeni funkce specialni tiskafské
podloZky 70 se mlZe docilovat tim, Ze se pouze Cast béiné
tiskafské podloZky nalepuje na podkladovy material 100',
popf¥. dolni vrstvu. K tomu se miZie od bé&Zné tiskarské
podloZky oddélit c&ast vétSinou textilnich dolnich vrstev,
zhotovujicich pevnost tiskafské podloZky v tahu. Tim se
jesté dostatecné =zajistuje rozmérovd stabilita tiskafské
podloZky v ¢inné roviné. Tiskafskd podloZka, oslabend timto
zpusobem ve své tuhosti pfiéné k &inné roviné, se nyni mlZe
jako ¢&innd vrstva 13' nandSet na podkladovy material 100",
popf. kryci vrstvu 16' dolni vrstvy. Tim Je Jjednoduchym
zpusobem zhotovitelnd specialni tiskafska podloZika 70 vySe
uvedeného druhu a je rovnéZ jednoduchym zpuUsobem upinatelna

na valci 12 tiskafské podloZky.

Didle se miZe v oblasti upinacich hran tiskafské
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podlozky 70 wupravit zesileni tak, Ze se vylepSuje jak
upnuti, tak 1 vyuZiti tiska¥ské podloZky 70 pfi tiskovém
procesu. P¥itom se tiska¥ska podloZka 70 po spojeni <cinné
vrstvy 13' a dolni vrstvy na svych koncich zplodtuje na
tloudtku, vhodnou pro upinaci zafizeni, kterd jsou ve valci

12 tiskafské podloZky. Takto zhotovené wupinaci konce se

mohou dale opatfit zesilenim ve formé kovové kolejnice nebo

jinymi vhodnymi zesilenimi. Aby se zamezilo tomu, aby cinné

latky tiskového procesu, pronikajici do kryci vrstvy 16',

pop¥. do pénového materidlu, negativné ovlivnily elasticitu

kryci vrstvy 16', mohou byt <¢&elni hrany upinacich konct

tiskafské podloZky 70 opatfeny termolepenim. Timto zpusobem

se pFfedstavuje tiskarskd podloZka 70, kterd obsahuje

objemnou pracovni oblast z pruiné &inné vrstvy 13' s vhodné
stlatitelnou dolni vrstvou. Dale je tiskafska podloZka 70
jako bé&Zna tiska¥skéd podloZka znadmé tlousStky upinatelnad na

védlci 12 tiskafské podloZky.

Konstrukce popisované objemné tiskafské podloZky 70 je

v 3irokych oblastech obménitelnd, pricemZz vychozi materialy

(b&%n4 nebo Jjinad tiska¥skd podloZka, dolni vrstva nebo
vestavnad vrstva z pénového materidlu s otevfenymi bunkami) a
jejich konstrukce tvofi rémcové podminky. Spojenl mezi

G¢innou vrstvou 13' a zakladni vrstvou 17', pevnou v tahu,
pop¥. vestavba pénového materidlu do tiskafské podlozky mezi

&innou vrstvou 13' a dopliikové popf. béZnou nosnou vrstvou

ke zhotoveni tiskatrské podloZky 70 se provadi znamymi
bé&Znymi prostfedky.

Zastupuje:

Dr. Milo§ VSetecka v.r.
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PATENTOVE NAROKY

1. Podkladovy materi&l (100, 100")

- pro tiskovou matrici, jako je ofsetovéa matrice, tiskafskou

desku (11) nebo ofsetovou desku, a/nebo
- pro tiska¥skou podloZku (13, 70), Jako Je pfenéSeci

ofsetovy potah nebo pfedevsim stla¢itelny nebo

nestladitelny pfenédseci ofsetovy potah a/nebo
- pro jiné na tiskovém procesu se podilejici plochy pfi
tisku, Jjako p¥i ofsetovém tisku, pricemZi pro tiskafska
zafizeni, predeviim pro ofsetové tiskaf¥ské stroje,
podkladovy materidl (100, 100") je vytvoren jako
vyménitelny, radidlné k tiskové matrici, popf. tiskarské
desce (11) a/nebo tiska¥ské podloZce (13, 70) a/nebo jiné na
tiskovém procesu se podilejici ploSe prifazeny valec (10,
12, 15) nebo radi&dlné& k prifazenému bubnu elasticky
pfetvofitelnad vazba (16, 17, 18, 16', 17'"), vyznacujici
se tim, Ze vazba (16, 17, 18, 16', 17') je vytvorena jako
upnutelnd podloZka, pfedevSim jako upnutelnd podloZka
tiskové matrice, pop#. podloZka tiskafské desky a/nebo jako
upnutelnd podloZka tiskafské podloZky a Je sestavena =z
alesponl jedné stlacitelné vrstvy (16, 18, 16') a z alespon
jedné nestlacitelné vrstvy (17, 17'), pricemZ stlacitelna
vrstva (16, 18, 16') Jje vytvoZena jako\vratné stlacitelné
funkéni vrstva a je 2z mikrocelularniho materiélu; vyhodné
materidlu s otevfenYﬁi pbéry, Jako Jje pénovy materiéal,
zvladté z polyuretanové pény, JakoZ i miZe mit tloustku
p¥ibliZné 0,5 milimetru aZ pfibliZné 3 milimetry, pfedev3iim

pfribliZné 1,2 milimetru aZ pfribliZné 1,6 milimetru.

2. Podkladovy materidl (100, 100') podle narocku 1,
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vyznadujici se tim, Ze podkladovy material (100,
100') obsahuje alesporl dvé stladitelné vrstvy (16, 18),
Které maji vyhodn& |

- raznou konstrukci a/nebo

- ruznou tloustku.

3. Podkladovy materi&al (100, 100') podle né&kterého z
narokt 1 a 2, vyznadujici se tim, Ze nestlaCitelna
vrstva (17, 17') je vytvofena jako rozmérové stabilni nosna

vrstva, predeviim jako rozmérové stabilni deska nebo folie.

4, Podkladovy materidl (100, 100'") podle nékterého z

narokt 1 aZ 3, vyznadujici se tim, Ze nestlaCitelna

vrstva (17, 17') obsahuje pfinejmendim plast, vyhodné
polyester.
5. Podkladovy materi&l (100, 100') podle nékterého z

naroktt 1 aZ 4, vyznadujici se tim, Ze podkladovy
material (100, 100') obsahuje alesponn dvé nestlacitelné
vrstvy, které vyhodné maji
- rtiznou konstrukci a/nebo

- rlaznou tlousStku.

6. Podkladovy materidl (100, 100') podle nékterého z
nadrokia 1 aZ 5, vyznacujici se tim, Ze podkladovy
materidl (100, 100') obsahuje alespon vrstvu
- kliZiciho materi&lu a/nebo
- vypliiového materidlu a/nebo

- pomocného materialu.
7. Podkladovy materidl (100, 100') podle nékterého z

naroktt 5 nebo 6, vyznadujici se tlouStkou v Ffadu od

pfibliZné 0,5 milimetru do pfibliZné& 4,00 milimetry,

16 83812 (83812a)
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pfedeviim pfibliZné 1,5 milimetru do pfibliZné 2,5

milimetru.

8. Tiskatské zafFizeni, pfedev3im ofsetové tiskarské
za¥izeni, k potisku potiskovanych podloZek, vyhodné papiru
nebo lepenky, s pfedev3im nerovnym povrchem, jako je vlnity
karton,

- s formovacim vaAlcem (10), na kterém Jje wupnuta tiskova
matrice, jako Jje ofsetovd matrice, nebo tiskafska deska
(11), nebo ofsetovad tiskafska deska,

- s valcem (12) tiskafské podloZky, na kterém Jje upnuta
tiska¥skd podloZka (13), v podstaté rozmérové stabilni v
rozpinaci roviné&, jako je prendSeci ofsetovy potah, nebo
pfedevsim specidlni stlac¢itelny nebo nestlac¢itelny
pfendSeci ofsetovy potah a

- s tiskovym valcem (15),

vyznadujici se tim, Ze formovaci valec (10)
a/nebo valec (12) tiskafské podloZky a/nebo tiskovy véalec
(15) a/nebo jiné na tisku se podilejici plochy Jjsou na svém
povrchu povrstveny podkladovym materidlem (100, 100"),
pfidemZ podkladovy materidl (100, 100') Je wvytvo¥en Jako
vym&nitelny, radidlné k tiskové matrici, popf. tiskafské
desce (11), a/nebo tiska¥ské poloZce (13, 70) a/nebo jiné na
tiskovém procesu se podilejici ploSe prifazeny valec (10,
12, 15) nebo radiélné k\ pfifazenému Dbubnu elasticky
pfetvofitelnd wvazba (16, 17, 18, l6i, 17'), a pricemZ e
vazba (16, 17, 18, 1¢', 17") Vytvoféna jako upinatelny
podklad, jako wupinatelny podklad tiskové matrice, popZ.
podklad tiska¥ské desky a/nebo jako upinatelny podklad
tiska¥ské podloZky a je sestaven z alespon jedné stlacitelné
vrstvy (16, 18, 16') a z alespon jedné nestlacCitelné vrstvy
(17, 17'), pticemZ Je stlacitelnd vrstva (16, 18, 16")

vytvorena 7jako vratné stlacitelnd funkdéni vrstva a Je z
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mikrocelularniho materialu, vyhodn& materidlu s otevienymi
péry, Jjako Jje pénovy material, pfedevdim z polyuretanoveé
pény, JjakoZ i mlZe mit tloustku pfibliZné 0,5 milimetru az
pribli¥n& t¥i milimetry, vyhodné od pfibliZné 1,2 milimetru

do ptibliZné 1,6 milimetru.

9. Tiskarské zafizeni podle naroku 8, vyznacujicd
se tim, Ze tiskaPskd podlozka (13) m& v podstaté hladky
povrch a/nebo je pfiéné k rozpinaci roviné pretvoritelna,

ale pouze nepatrné stlacitelna.

10. Tiska¥ské podloZka k potisku potiskovanych
podloZek s nerovnym povrchem, jako je vlnité lepenka, Vv
ofsetovém tiskafském stroji s formovacim véalcem, valcem (12)
tiskafské podloZky a tiskovym véalcem (13), pricemZ Jje na
valci (12) tiska¥ské podloZky upnuta v rozpinaci roviné v
podstatd rozmérové stabilni tiska¥skad podloZka, kterda ma
hladky povrch a je pfetvofitelna pricné k rozpinaci roving,
vyznadujici se tim, Ze objemna tiskatrskd podloZka
(13, 70), pFizplsobujici se pretvofenému povrchu
potiskovaného materidlu, jako Je vlnitad lepenka (14, 14'"),
je upravena na strané, pFivracené potiskovanému materialu,
pfitem? se vy3kové rozdily oproti povrchu valce (12)
tiskafské podloZky vyrovnavaji pruZnou kryci vrstvou (1le,
16') podkladového materidlu (100, 100"), vytvoreného jako
podklad tiska¥ské podloZiky, provedenou jako vrstva pénového
materialu, pfidemZ? jsou na vnéjsi strané& tiskafské podloZky
(13, 17), podilejici se na tiskovém procesu, upraveny
radialné k valci (12) tiskaFské podloziky ohebnad Cinna vrstva
(13') a na jeji valci (12) tiska¥ské podlozky privracené
vnit¥ni strand pf¥imo nebo nepfimo s <&innou vrstvou (13")
spojend elasticky pfetvofitelna vrstva (16) z elastického

materialu s otevienymi bufikami, kterd Jje vytvofena Jjako
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upnutelnd podkladovd vrstva, kterd m& rozmérové stabilni
nosnou vrstvu, JjakoZ i na horni strané upravenou vratne
stladitelnou funk&ni vrstvu a Jje pevné spojena s dolni
stranou ¢&inné vrstvy (13'), pficemZ je Jako <cinna vrstva
(13, 13') upraven nestlacitelny nebo stlalitelny prenaSeci
ofsetovy potah a nosnd vrstva tiskafské podloZky (13, 70)
obsahuje podkladovou vrstvu =z rozméroveé stabilni félie a

funk&ni vrstvu z pénového materidlu.

11. TiskaXska podloZka podle naroku 10,
vyznadujici se tim, Ze elasticky pfetvofitelna vrstva
je vytvofena jako podkladovd vrstva, ktera Je Jjako vratne
stladitelnd funkéni vrstva upravena mezi dolni stranou <inné

vrstvy (13') a rozmérové stabilni nosnou vrstvou.

12. Tiska¥ska podloZka podle naroku 10,
vyznadujici se tim, Ze elasticky pfetvofitelnd vrstva
je vytvofena jako upinatelnd podkladovd vrstva, ktera ma
rozmérove stabilni nosnou vrstvu, jakoZ i vratné
stladitelnou funkéni vrstvu, upravenou na jeji horni stranég,

a je pevné& spojena s dolni stranou &inné vrstvy (13').

13. TiskaFskd podloZka podle nékterého z néaroku 10 az
12, vyznadujici se tim, Ze elasticky pfetvofitelna
vrstva je vytvofena jako podkladova vrstva, kterd je Jjako
vratné stlacitelnd funk&ni vrstva upravena mezi dolni
stranou <&inné vrstvy (13') a rozmérové stabilni nosnou

vrstvou.

14. Tiska¥skd podloZka podle nékterého z narokit 10 aZ
13, vyznacdujici se tim, Ze jako ¢inna vrstva (13'")
tiskafské podloZky (13, 70) Jje upraven béZny pfenaSecl

ofsetovy potah, jehoZ v rozpinaci roviné tiska¥ské podloZky
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stabilni nosnd vrstva oslabena

(12)

tiskafské podloZky.

rozmérove

radidlné k poloze na valci

15. TiskafFskd podloZka podle nékterého z narokd 10 aiZ

14, tim, (13")

70)

vyznadujici se 7e Jjako ¢innéd vrstva

tiskatské (13, je upraven béZny prenaseci

nosnou vrstvou,

podloZky

ofsetovy potah s sestédvajici =z vétdiho

je Jjeho nosna vrstva

zeslabena o jednu nebo vice vrstev tkaniny.

mnoZstvi vrstev tkaniny, pficemi

16. Tiska¥skd podloZka podle nékterého z naroku 10 aZ
15, wvyznacdujici se tim, 7e jako nosnad vrstva
tiskafské podloZky (13, 70) pod podkladovou vrstvou Je

upravena alespofi jedna vrstva, sestavajici z vrstvy tkaniny

b&Zné tiska¥ské podloZky.

17. Tiska¥skd podloZka podle nékterého z narokl 10 aZ
16,
tloudfku od 0,5 do 3 milimetru.

vyznadujici se tim, Ze pretvoritelna vrstva ma

18.

Tiskafska

vyznadujici s

podloZka

e tim,

Ze

podle néroku 17,

pretvofitelnd vrstva ma

vyhodné& tloustku od 1,2 do 1,6 milimetra.

19.
18, vyznacdujici

70)

tiska¥ské podloZky tak,

se tim,

Ze je J

Tiska¥skd& podloZka podle nékterého z nérokl 10 aZ

Ze je tiskatrskd podloZka (13,

na svych upinacich koncich zploSt&na na tloustku beZné

ako béZnd tiskarskd podloZka

upinatelnd na valci (12) tiskafské podloZky.

20. Tiskatska

vyznacdujici se

podloZka

tim, Ze ¢

naroku

(13,

podle 19,

iska¥rskd podloZka 70) je

na svych upinacich koncich opatfena zesilenimi k upinani v
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upinacim zafizeni valce (12) tiskafské podloZky.

21. Tiskafskad podloZka podle nékterého z naroku 10 aZ
20, vyznadujici se tim, Ze tiska¥skda podloZka (13,
70) je na svych upinacich koncich alespoii v oblasti
elasticky pretvofitelné vrstvy opatfena termolepenim proti

pronikéani pomocnych materialu.

Zastupuje:

Dr. Milo§ VSetecka v.r.
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